Novy sposob cistenia
organickych latok od kontaminantov

otreba cistych az velmi cistych or-
ganickych vodorozpustnych latok
vychadza z pouzivania tychto latok
napriklad v potravinarstve (Cistenie
etanolu a rozpustadiel, ktoré sa pouzivaju
na extrakciu/konzervaciu produktov, napr.
glycerol), v chemickom priemysle (Cistenie
rozpustadiel alebo konecnych produktov),
vo farmaceutickom priemysle alebo
vo vyskume, kde je vyraznd potreba
Cistych rozpustadiel pre analyzy, po-
treba Standardov, cistych latok pre
experimenty, syntézy, atd.
Vyznamnu skupinu kontaminantov
tvoria hydrofébne kontaminanty,
medzi ktoré patria napr. vyssie alkany
(parafiny), z ktorych pozostavaju ma-
zivad pouzivané v priemyselnych apa-
ratdrach, dalej ftalaty pochadzajuce
zo styku organickych latok s plasto-
vymi nadobami a uzavermi a polycyk-
lické aromatické uhlovodiky - dioxiny
a polychlérované bifenyly. Minima-
lizovanie mnozstva tychto kontami-
nantov v kvapalindch pouzivanych
pri vyrobe potravin a napojov (napr.
etanol, glycerol, atd)) a extrakénych
rozpustadlach pouzivanych pri vyro-
be potravin aich zlozZiek (napr. acetén,
etanol, metanol, izopropanol, atd".), je
velmi doélezité.
Cistenie vodorozpustnych organic-
kych latok sa v sucasnosti realizuje
vseobecnymi metédami, ako je na-
priklad destildcia, rekrystalizacia, pre-
parativna chromatografia, extrakcia
a iné pouzivané metody. Vyber kon-
krétnej metody zélezi na fyzikalnych
vlastnostiach latky, objeme (hmotnosti),
pozadovanej Ccistote produktu, cenovom
faktore, atd. Ani jedna zo vseobecnych me-
tod viak nie je priamo zamerana na Cistenie
organickych vodorozpustnych latok od hyd-
rofébnych necistot.

Jedinecny spdsob cistenia
Timu pévodcov z Ustavu experimentalnej
fyziky SAV, RNDr. Maridnovi Sedlakovi, DrSc.

a Mgr. Dmytrovi Rakovi, sa podarilo vynajst
jedine¢ny sposob ¢istenia organickych vo-
dorozpustnych latok od hydrofébnych kon-
taminantov, ktory do znacnej miery elimi-
nuje nedostatky v sucasnosti pouzivanych
metod.

Novy spésob Cistenia pozostava iba z dvoch
krokov:

» zmieSania organickej vodorozpustnej latky
obsahujucej hydrofébne kontaminanty s
vodou v pomere, ktory vedie k nanosegre-
gacii hydrofébnych latok (kontaminantov)
obsiahnutych v organickej latke do nano-
Castica

nasledného odstrdnenia vzniknutych na-
nocastic pomocou filtracie.

Organickymi vodorozpustnymi latkami su
kvapaliny ako alkoholy, acetdn, tetrahydrofu-
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ran, dimetoxyetan, kyseliny ako napr. kyselina
octovd, mravcia; dalej tuhé krystalické latky
ako mocovina, glukdza, kyselina citrénova,
atd. Medzi hydrofébne kontaminanty patria
alkédny ako dekdan, hexadekan, oktadekan,
polycyklické aromatické uhlovodiky ako napr.
benzo(a)pyrén, naftol, bifenyl, dalej dioxiny,
polychldérované bifenyly ako napr. PCB14, fta-
laty ako napr. dietylhexylftalat a pod.

Staci pridat vodu
K sepa racii kontaminantov do dis-
krétnych, relativne stabilnych a
pevnych (nésledne filtrovatelnych)
nanocastic dochadza len pridanim
vody, bez potreby pridania akych-
kolvek chemikalii (stabilizatorov,
surfaktantov), ktoré by predstavo-
vali sekundarnu kontaminaciu a
taktiez zvySovali naklady na ciste-
nie.
Oproti doteraz pouzivanym spo-
sobom Ccistenia organickych latok
od hydrofébnych kontaminantov
je novy sposob Ccistenia vyhodny
vzhladom na nasledujuce skuto¢-
nosti:

- jedinym médiom, ktoré sa pouzi-
va pri Cisteni, je voda, teda lacna
a zdraviu neskodnd latka,

- cena pristrojového / technolo-
gického vybavenia je nizka,

- naklady na prevadzku st nizke,
- spracovavané (Cistené) objemy
(hmotnosti) nie st ohranic¢ené,

- pouzitelnost v oblasti velmi ma-
lych koncentracii kontaminan-
tov, t. j. moznost Cistenia do vel-
mi vysokych stupriov cistoty,

- nie su potrebni vysoko kvalifikovani za-
mestnanci.

Na predstavenu inovativnu technolégiu cis-

tenia organickych vodorozpustnych latok od

hydrofébnych kontaminantov je podand eu-
répska patentova prihlaska EP17160213.9.

Povodcovia hladaju priemyselnych partne-

rov na licencovanie danej technoldgie.
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